
 :شرایط محیطی لازم برای نصب و نگه داری

 .یا پایین تر نصب شوند 10000 کلاسمنظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه باید در اتاق تمیز با  به

 باشد. مکانیکی و صوتی نصب دستگاه باید دور از محل ارتعاش

 .هود شیمیایی برای تهیه و آماده سازی لایه فتورزیستنیاز به 

 .فتورزیست روی بستر لایه نشانیاسپین کوتر جهت نیاز 

 .بار 6هوای خشک با فشار حداقل نیاز به 

 .نیاز به دستگاه اسپاترینگ جهت لایه نشانی کروم روی شیشه 

فرایند لیتوگرافی نسبت آلودگی ها و ذرات معلق بسیار حساس است و در محیط های به دور از آلودگی و اتاق 

این دستگاه نیاز به محیط تمیزی دارد که دارای امکانات اولیه مانند برق،کمپرسور باد و پمپ . تمیز انجام می شود

خلا باشد.برای اینکه بتوان دقت مناسب در فرایند لیتوگرافی داشت و سهولت کار برای کاربران محیط دستگاه باید 

شرکت تمهیداتی جهت کاهش برای بدون لرزش باشد و بهترین گزینه در زیر زمین است. در دستگاه لیتوگرافی 

بر دارای لرزش زیاد رکه محیط انتخاب شده توسط کاخنثی سازی اثر لرزش ها انجام گرفته است. ولی درصورتی

، میز ضد لرزش باشد. دقت دستگاه کمتر میشود. برای رفع بیشتر لرزش ها خریداران می توانند در هنگام خرید

 را به عنوان یک آپشن سفارش دهند.

 .حیط نصب  باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاههای صنعتی باشدم

 .در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود

  د.خشک بوده و رطوبت کمی داشته باشحتی الامکان محیط نصب دستگاه 

 .عملکردی دستگاه عمل کند برای راه اندازی دستگاه کاربر باید طبق راهنمای

 

 

 

 شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان

 دستگاه لیتوگرافی

 



 بایست متناسب با فتورزیست باشد که شرایط مناسب محیطی با نور زرد است.شرایط نور محیط می

 درجه تنظیم باشد. 20  حدود دمای مکان نصب دستگاه  می بایست روی

 

 فرایند لیتوگرافی:

 قیاز طر ندیفرآ نی. اشودیم جادیا هیلا یطرح مورد نظر بر رو ستیفتورز ی هیلا یفرابنفش بر رو یبا نورده

از دو  یتوگرافیل ی. به طور کلشودیم جادیدر اثر تابش نور فرابنفش ا ستیمواد موجود در فتورز یوندهایشکستن پ

نانومتر دستگاه لیتوگرافی مستقیم  میمستق یتوگرافیل ندی. در فرآردیگیو استفاده از ماسک انجام م میمستق قیطر

. در شودایجاد میفرابنفش  زریل توسط نمونه حرکت کرده و طرح مد نظر یدو محوره بر رو یان س یبه کمک س

آن از  یکنواختیو  ینشان هیلا تیفیانعکاس، ک بیاز نمونه و ضرا زریفاصله ل تیبه علت اهم یتوگرافینوع ل نیا

ک پرتو فرابنفش از ماسک طرح با ماس یتوگرافیل ندیبا دقت در فرآ ییبرخوردار است. طرح ها یادیز اریبس تیاهم

چالش  نی. مهم تردیآیبه دست م یکیاپت دمانیچ قیاز طر ازین وردمورد نظر عبور کرده و نقش مد نظر با ابعاد م

 دیآیبه دست م میمستق یتوگرافیل قیماسک طرح مورد نظر است که خود از طر یهیبا ماسک، ته یتوگرافیدر ل

 از محصولات آن است. یکی یو به نوع

درجه  115لیتوگرافی نمونه را به طور مستقیم روی هیتر استیرر با دمای   با دستگاه ینورده اتیعمل انیپس از پا

لیات باعث سخت گویند. این عممی Post Treatmentقرار دهید. به این عملیات اصطلاحا  هدقیق 1به مدت 

 نوردهی می شود.های ایجاد شده در اثر شدن ساختار دیواره

 پس از خنک شدن نمونه را در محلول ظهور قرار دهید.

 نمونه را در محلول ظهور تکان ندهید. این کار باعث آسیب رساندن به ساختار دیواره ها می گردد.

زمان قرار گیری نمونه در محلول ظهور کاملا تجربی و وابسته به ظرافت طرح و ضخامت لایه فتورزیست و 

 لیزر دارد.همچنین شدت 

 .پس از خروج از محلول ظهور نمونه را در ظرف پر از آب قرار داده و سپس با باد نیتروژن خشک کنید

 :محلول ظهور

 .شودیم ستیفتورز یشده یکه باعث حل شدن قسمت نورده ییایاست قل یعیمحلول ظهور ما یبه طور کل

شود. این ترکیب بسیار گران قیمت است و به همین دلیل فقط برای ساخته می TMAHبهترین محلول ظهور از 

شود در غیر این صورت از ساختار های فوق العاده ریز که دیواره ها و شارپ بودن اهمیت زیادی دارد استفاده می



فی و یا فیلتر کنیم. بهتر است بعد از تهیه این محلول آنرا از صااستفاده می  (NaOHمولار سود) 0.1محلول 

شود. و باعث ایجاد لکه و خوردگی روی فتورزیست می سرنگی عبور دهید زیرا تمام ذرات سود در آب حل نمی شود

برای این کار مقدار یک لیتر محلول را آماده کرده و در ظرفی مناسب نگه داری کنید و هر بار به مقدار مورد نیاز 

 برداشته و پس از محلول دور بریزید.

 

نیاز است. برای این کار نمونه را به   (Hard Bakeاز چاپ شدن طرح روی لایه عملیات حرارتی نهایی )پس 

 درجه قرار دهید. 115دقیقه روی هیتر استیرر با دمای  20مدت 

 .در کل فرایند توجه شود که از تماس دست به سطح لایه خودداری شود

 :اتاق تمیز

یک اتاق تمیز می بایست مکانی مناسب برای انجام آزمایشات تحقیقاتی و ساخت باشد که محقق به خوبی و بدن 

هیچ مشکلی بتواند در این مکان به تحقیق و بررسی هی خود ادامه دهد. همانطور که از اسم این مکان معلوم است 

کن است انواع مختلف داشته باشند. می توانند این مکان محیطی تمیز و بدن هیچ گونه آلودگی است.آلودگی ها مم

های حاصل از ذرات معلق در هوا را نام برد که هر کدام از این دسته ها تاثیرات و آلودگیآلودگی های شیمیایی 

بایست به دور از آلودگی های حاصل از زیادی رو نتایج آزمایش خواهند گذاشت. یک اتاق تمیز در مرحله اول می

ودگی های شیمیایی که قابل کنترل محقق است آل هوا باشد سپس با ملاحظات مناسب می توان ذرات معلق در

 جلوگیری کرد.

 

 راه های آلوده شدن محیط کار و آزمایشگاه:

 ورود ذرات معلق در هوا از محیط خارج به محیط آزمایشگاه (1

 تولید ذرات معلق توسط لباس افراد  (2

 وسایل موجود درا آزمایشگاه آلودگی حاصل از دیواره ها، سقف، کف و (3

 نشت گاز های موجود در آزمایشگاه (4

 

بایست فضای اتاق تمیز مدام توسط فیلترهای هپا تهویه شوند. ها میجهت جلوگیری از این آلودگی

 .های یک اتاق تمیز نیز باید از جنسی ساخته شده باشند که تولید هیچگونه آلودگی نکننددیواره


